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Sposéb otrzgymgwania talu spektralnie czystego
Patent trwa od dnia 10 grudnia 1956 r.

Dotychczas zmany jest w literaturze tech-
mnicznej tylko sposoéb elekirolitycznego wydzie-
lania talu z moztworu siarczanu talawego przy
uzyciu nierozpuszczalnej anody oraz katody
aluminiowej. Tak ofrzymany tal posiada
czysto§é max. 99,98 a reszte stanowia zanie-
czyszczenia takie, jak Cu, Ag, Fe, Pb, Mg, Ca,
Al i Si. Taki tal jest nieprzydatny do wyrobu
urzadzen czulych mna promieniowamnie pod-
czerwone.

Wedlug wymnalazku tal otrzymany elektro-
litycznie z roztworu zawierajacego 15 g/l talu
i 10 g/1 kwasu siarkowego oraz odlany w
postaci anody poddaje sie oczyszczaniu elek-
frolitycznemu w roztworze  oczyszczonego
siarczanu talu przy uzyciu katody aluminiowej
i przy gestoSci pradu 0,4 — 0,8 A/dcm? mna-
pieciu 0,12 — 0,16 V i w temperaturze poko-

%) Wiasciciel patentu oSwiadczyl, ze wspél-
twoércami wymalazku sg doc. dr Erwin Ka-
mienski, inz. mgr Krystyna Krzysztofowicz
i inz,. Edmund Bonarek.

jowej. Najbardziej korzystny sktad chemiczny
elektrolitu wymosi 18—22 g/l talu i ca 70 g1
kwasu siarkowego.

W tych warunkach osigga sie na katodzie
wydajno§¢ pradu 93%. Tal tak ofrzymany wy-
kazuje czystoSé 99,998%. Zanieczyszczenia, jak
Cu, Ag, Pb, Fe, przechodza do szlamu anodo-
wego, a Zn, Cd, Al, Ca i Mg przechodza do
elektrolitu.

Dalsze oczyszczanie talu polega wedlug wy-
nalazku ma topieniu strefowym. W tym celu
odlewa si¢ z oczyszczonego talu prety o prze-
kroju 10—20 mm i dlugoéci 200—400 mm oraz
umieszcza je w rynience grafitowej ostomietej
rurg kwarcowa, przez ktéra przeprowadza sie
gazowy dwutlenek wegla. Za pomocy cewki in-
dukcyjnej wielkiej czestotliwo$ci topi sie pret
talowy przesuwajgc strefe grzewczg z pred-
koécig 2 cm/godz. kilkatrotnie wzdluz preta w
jednym kierunku. W wyniku tego podczas
krystalizacji talu zanieczyszczenia wydzielaja
sie w zaleznosci od ich wspélczynnika podziatu
w kierunku przesuwania strefy.



Tal podwdjnie oczyszczony jest spektralnie
czystym, zawiera co najmniej 99,9995% T1, a
pozostale domieszki jak Cu, Ag, Fe, Pb, Mg,
Ca i Al wystepuja w ilosci dnesmciu lub stu
' tys1ecmych procenta.

Zastrzezenie patentowe
Sposéb otrzymywania talu spektralnie czyste-
go przez oczyszczanie elektrolityczne talu suro-
wego, znamienny tym, Ze stosuje si¢ anode z

talu o czysboSci 99,98°/0 i katode aluminiowa
zanurzong w roztworze czystego siarczanu

- talu, przy czym ofrzymuje si¢ tal w postaci

blaszek, ktére topi sie¢ i odlewa w postaci pre-
t6w, po czym prety poddaje sie¢ w atmosferze
dwutlenku wegla wielokrotnemu topieniu i
krystalizacji w waskiej strefie grzewczej, prze-
suwanej wzdluz preta z predkoécia 2 cm/godz
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